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摘要(译)

本发明公开了一种彩膜基板、其制作方法、液晶显示屏及显示装置，包
括衬底基板以及在衬底基板上设置的黑矩阵膜层和彩膜层，黑矩阵膜层
具有呈矩阵排列的多个开口区域，彩膜层填充于开口区域内，彩膜层与
黑矩阵膜层在接触处具有交叠区域；由于在位于交叠区域的黑矩阵膜层
与彩膜层接触的表面设置有第一凹槽，位于交叠区域的彩膜层就可以至
少部分填充于第一凹槽内，这样可以使位于交叠区域的彩膜层背离衬底
基板的表面与位于开口区域的彩膜层背离衬底基板的表面齐平，从而消
除了彩膜基板上彩膜层的角段差，增加了位于彩膜层上的取向层表面的
平坦度，进而可以避免由于取向层表面不平坦使取向层表面摩擦取向不
均匀而导致的漏光、液晶流动性差等问题。
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